MUNT HM

V pondéli 12.4. v ramci kurzu Fyzika ve firmé (F5900)
vystoupi dr. Pavel Mares z firmy HVM Plasma.

Plazmové nanaseni tenkych vrstev ve vakuu (vyboj)
Physical Vapour Deposition (PVD - naprasovani,
naparovani)

Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD)
Vyroba depozicnich zarizeni a jejich soucasti
Zakazkové povlakovani (tribo, deco, senzory, ... )

Zal. 1992, 80 zam. (12 vyvoj), obrat cca 300 MK¢

Uvod do PVD

Predstaveni firmy HVM PLASMA

Fyzika skryta v povlakovacim zarizeni
Navrh a modelovani magnetického systému
Problém - vyhrev dilli a jeho simulace

Prenos probéhne od 15:00 pres MS Teams na adrese:
Prednaska je otevrena vsem zajemclm (i mimo fyzikalni studenty PFF).
Srdecné zvou Dusan Kovacik a Filip Mdnz


https://lnk.sk/re45

